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摘要(译)

基于自身抗体谱抗原微阵列的制作及检测方法是一种生物技术中微阵列
的制作及检测方法，其制作方法为：①基片的预处理：以适应分子自组
装；②基片表面琼脂糖凝胶粘结层的制作与化学修饰；在基片表面形成
一层有序的双功能分子薄膜即琼脂糖凝胶分子层；③抗原微阵列设计：
每种抗原点制4个点，阵列的四角为自身抗体阳性与阴性控制点，中间为
点制的已知自身抗原微阵列；④制作抗原微阵列：通过点样设备将不同
的生物大分子抗原点至上述修饰后的基片表面，制成所需芯片；⑤对芯
片信号进行检测，用显微镜或荧光扫描采集样本信息。检测方法为：将
制作好的抗原微阵列芯片与被测样本温育后，再用三种不同荧光素标记
的第二抗体探针进行杂交，采用多通道荧光扫描采集样本信息。
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